Egs. (3

OPIS PATENTOWY

-

s cunY

6715

POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu
Zgloszono:
Pierwszenstwo:
URZAD
PATENTOWY
P H l Opublikowano:

27.11.1971 (P 146 534)

15.VL.1973

K1 32a,13/18

MKP Co03b 13/18

Twoérca wynalazku: Jozef Augustyniak

Wlasciciel patentu: Huta Szkla ,,Watbrzych”, Walbrzych (Polska)

Urzadzenie do czyszczenia walcéw formujacych szklo plaskie

1

Wynalazek dotyczy urzadzenia do czyszczenia walcow
formujacych szkio ptaskie, zwlaszcza szklo wyktadzino-
Wwe maoone.

Jakoé¢ produkowanych plyt szklanych uzalezniona jest
od réwnosci i gladkosci powierachni walcow, szczegdl-
nie walca gornego, formujacego powierzchni¢ licowa
szklanej plyty wykladzinowe;j.

W wyniku ciaglego dzialania goracej masy szklanej
na powierzchni¢ walca oraz goracych gazéw i pylow
wydobywajacych si¢ z czesci wyrobowej pieca powstaja
nieré6wnoéci powodujace pogorszenie gladkosci formo-
wanej powierzchni tasmy szkla wykladzinowego.
W zwiazku z tym zachodzi konieczno$¢ okresowego
czyszczenia powierzchni gérnego walca.

Znane dotychczas urzadzenie to konwencjonalna to-
karnia, w uchwyty ktérej jest zamocowany i wiprowa-
dzony w ruch obrotowy walec przeznaczony do czysz-
czenia. Do powierzchni obracajacego si¢ walca docis-
kana jest rgcznie ksztaltka drewniana oblozona plétnem
$ciemmym.

Wada i niedogodnosciag dotychczasowego urzadzenia
jest to, 2 w celu oczyszczenia walca zachodzi kontecz-
noé¢ zatrzymania produkcji, odsunigcia walcarki ze sta-
nowiska pracy, wymontowania gérnego walca i prze-
kazanie go do oczysaczenia lub wmontowanie na jego
‘miejsce wymiennego wczedniej oczyszczonego, nastepaie
ponownego przysuni¢cia walcarki ma stanowisko pracy,
jej uruchomienia i ustabilizowania procesu produkcji.

Przerwa produkcyjna na dokonanie operacji zwigzanej
z czyszczeniem walca trwa kazdorazowo okolo trzech
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godzin. Srednia czestotliwoéé czysaczenia walca gérnego
obecnie wynosi 3 do 4 razy w tygodniu. Zwigkszenie
czestotliwosci czyszczenia niewatpliwie dodatnio wpltywa
na fjako$¢ powierzchni licowej plyty szkia, ale w obec-
nych warunkach musi byé¢ ograniczona w zwiazku z
nieuniknionymi postojami produkcyjnymi. W celu wy-
eliminowania tych wad i mniedogodno$ci opracowano
urzadzenie umozliwiajace czyszczenie goérnego walca
formujacego szkio plaskie bez koniecznos$ci zatrzymy-
wania produkcii i odsuwania walcarki ze stanowiska
pracy.

Urzadzenie wedlug wynalazku przedstawione jest na
rysunku, ma ktérym fig. 1 przedstawia widok w prze-
kroju poprzecznym, fig. 2 widok w przekroju podiuznym.

Urzadzenie wediug wynalazku stanowi obrotowy cy-
lindryczny wirnik 1, na ‘obwodzie ktérego wadluznie
osadzone s3 ‘poprzecznie wymienne paski plétna Scier-
nego 2, wprowadzone skoénie w powierzchni¢ obwo-
dowa wirnika 1.

Wirnik 1 wraz z silnikiem elektrycznym 3 sprzezone
przekladnia zgbata 4 wmontowane s3 w obudowie me-
taloweyj 5, ktéra posiada dolaczone dwa przewody, wlo-
towy 6 i wylotowy 7, umozliwiajace przeplyw powietrza
przez wewnetrzne elementy wurzadzenia. Z obydwoéch
stron w dolnej czgSci obudowy 5 wmontowane sa przy-
najmniej dwie rolki 8, pozwalajace zachowaé optymalng
odleglosé pomiedzy powierzchnia wimika 1 a powierz-
chnia czyszczonego walca 9 a w gémej jej czedal
drazek sterowniczy 10 wsparty ma prowadniku 12 z
tulejka 13 pokryta grafitem.
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Zasada dziatania wediug wynalazku przedstawia si¢
nastgpujaco: 'W celu oczyszczenia powierzchni walca 9
formujacego gladka strong tafli szkia 11, przesuwa sig¢
urzadzenie wediug patentu za pomocg recznego drazka
10 nad powierzchnia walca 9.

Roéwnoczesnie wprowadza si¢ w ruch obrotowy witnik
1 z paskami plétna éciernego 2, ktére zdzieraja z po-
wierzchni walca wszelkie naloty i mieré6wnoéci. Dopro-
wadzane przewodem wlotowym 6 chlodne powietrze
zapobiega przegrzewaniu si¢ od goracej masy szklanej
11 wszystkich pracujacych elementéw znajdujacych si¢
wewnatrz obudowy §.

Cato$¢ urzadzenia przesuwa si¢ wadiuz calej powierz-
chni walca 9 z szybkoécia umozliwiajaca réwnomierne
czyszczenie. Szybkosé przesuwu urzadzenia czyszczacego
i sile docisku wirujacych paskéw plétna sSciemego 2
do powierzchni walca 9 jest sterowana wedtug potrzeb
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drazkiem sterowniczym 10 przesuwanym w prowadni-
ku 12.

Czas czyszczenia wynosi $rednio 5 do 10 minut. Po
skoficzonej operacji urzadzenie zdejmuje si¢ Tecznie z
nad walca 9 i przenosi na inng walcarke lub pozostawia
w stanie gotowosci do ponownego uzycia w miar¢ za-
istnialej potrzeby.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do czyszczenia powierzchni walcéw for-
mujacych szklo plaskie, a zwlaszcza wykladzinowe ma-
cone, znamienne tym, ze w obudowie (5) wmontowany
jest sprzezony z elektrycznym silnikiem (3) wirnik (1),
na ktérego obwodzie osadzone sa skoénie paski plétna
Sciernego (2) a na obu przeciwleglych koficach obudowy
(5) umieszczony jest powietrzny przewod wlotowy (6)
i wylotowy (7).
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